Pixel™" - Frakéni RF mikroplazma

Novy Pixel®" modul pro frakéni abla¢ni resurfacing vyuzivajici
patentovanou technologii radiofrekvenéni mikroplazmy

Frakeni radiofrekvencni
mikroplazma je zalozena na principu
unik&ni patentované RF unipolar ni
technologie a douwzi kfrakénimu
ablacnimu resurfacingu  pokozky.
Frakéni RF mikroplazma dodava
fizenou nasobenou
elektromagnetickou energii, ktera
vytvéii mikroperforace se zénami
termalniho poskozeni povrchu kize
podobné jako vzorec vznikly po
osetreni  frakénim laserem. Ve
srovnani  sfrakénim laserem vsak
dochazi kromg ablace i
k vyrazngjsimu termanimu  efektu,
ktery vede ke stimulaci obnovy a novotvorby kolagenu a nastartovani prirozenych hojicich
procesi. Pri osetieni touto technologii je vytvérena ablacni zona, ktera predstavuje 15-20%
osetirované oblasti, okolni oblast zistdva nedotéena. Tato nedotéena oblast potom slouzi
jako zasobnik pro rychlé hojeni osetiené tkang. Hojeni osetrené tkan¢ probih& rychleji
prostiednictvim migrace keratinocyti z neposkozené tkang. Proces hojeni potom vede
k eliminaci nepravidelnych koznich pigmentaci, napnuti kolagenovych a elastinovych
vléken a novotvorbé kolagenu.

I novativni technologie

Do pokozky vstupuji pres tadu hrotd pyramidového tvaru na elektrodé mikroskopické
vyboje, které perforuji pokozku do kontrolované hloubky.

Univer zalni technologie

Efektivni u vsech typu pokozky, |ze pouzit na pokozku obliceje, krku, dekoltu i kdekoliv na
téle. Modul pro frakéni RF mikroplazmu vyuziva nékolik néstavch a to bud’ stacionarni
metodou nebo novou ,, In-Motion* metodou (osetieni v pohybu), v zavidosti na osetrované
oblasti a zavaznosti dané problematiky. Frakéni RF mikroplazma je vyuzivana také pro
snadngjsi a efektivngjsi hloubkovou aplikaci Ié&Civ. Frakéni RF mikroplazma maze byt
aplikovéana v prubéhu celého roku bez ohledu na ro¢ni obdobi.

Rychlé osetieni

18 mm siroky vélcovy nastavec umoziuje pokryt velké oblasti (cely oblice)) za méné nez
10 minut. Pro mensi lokalizovand mista jsou dostupné rizné velikosti stacionarnich
nastavcl (9 typa néstavcl: 3 praméry - 7 mm, 12 mm, 17 mm a 3 rizné hustoty hrotu).

Dostupna technologie

Pii osetieni neni spotiebovavan zadny spotiebni materid ani pulsy, na rozdil od
laserovych piistroji. Modul Pixel™ piedstavuje upgrade systému Accent XL, neni tedy
potieba potizovat zadny novy pristroj.

Vyhody osetieni

Po osetfeni neni potreba témét za&dnd doba na rekonvalescenci. Jiz nékolik hodin po
osetfeni je mozné navrétit se k b&znym dennim aktivitdm. Tim, ze dochézi k ablaci pouze
¢asti pokozky a nikoliv celého povrchu, je minimalizovano riziko infekce a hojeni
poskozené tkang probiha rychlgji. Osetieni je velmi efektivni, je dosahovano vybornych
vydedka za velmi krétkou dobu.

INDIKACE:

redukce vrasek a strii

korekce jizev, jizev po akné

okanzité vypnuti pleti

Zlepseni barevného odstinu a struktury pleti

celkové ozdraveni pleti

odstranéni povrchovych pigmentovych 1ézi a suncem poskozené pleti

VYHODY:

zadny spotiebni materidl, zadné spotiebované pulsy
rychlé, bezbolestné osetireni

osetreni velkych i malych ablasti

bezpedné a efektivni

dlouhotrvgjici vydedky

zadné infekce, otoky, hypo nebo hyperpigmentace
z&dna rekonval escence



Pixel"" histologické a klinické vysledky

Nastavce modulu PixelRF

In-Motion valcovy néstavec

Den O

Histologie znazoriiuje jamku zpasobenou ablagnim
efektem jednoho vyboje RF mikroplazmy.

Den 3

Histologie znazoriuje reepitelizaci jamky 3 dny po

S osetieni RF mi kroplazmou.

Den 14

Histologie znazortiyje uzavieni jamky a hojeni
oblasti 14 dni po osetteni RF mikroplazmou.

Stacionarni néstavce

Obrazky pied a po

Technické parametry modulu Pixel*

Zdroj energie RF energie

Frekvence 40.68 MHz

Vykon 30—-80W

Materidl nastavce L ékar'ska nerezova ocel
Stacionar ni nastavce

Velikost hrotu 7,12, 17 mm
Vzdalenost Pixeli 0.7, 1.0 nebo 1.5 mm
Vélcové nastavece

Pramér vélce 25 mm

Sitka vélce 10 nebo 18 mm
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